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Warszawa, 27.10.2017 r.

W zwigzku z konieczno$cig dokonania szacowania warto$ci zamoéwienia dotyczgcego
materiatéw niezbednych do realizacji projektu ,Opracowanie uktadu do
zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametréw soczewek” w ramach dziatania
1.2 ,,Dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie
Os Priorytetowa ,Wykorzystanie dziatalnosci badawczo-rozwojowej w gospodarce.”

Zamawiajacy:

Nazwa firmy: InPhoTech Sp. z 0.0.

Adres: ul. Dzika 15/12, 00-172 Warszawa
NIP: 9512303553

REGON: 142233406

Email: zamowienia@inphotech.pl

zwraca sie z uprzejmg prosbg o przedstawienie oferty cenowej na zamdwienie
realizowane wramach projektu ,Opracowanie ukfadu do zautomatyzowanego
mierzenia wybranych parametrow soczewek.”

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Dostawa  materiatdw  eksploatacyjnych i  substratéw  niezbednych
do wytworzenia $wiattowoddw. Dostarczone materiaty powinny zapewni¢ wykonanie
trzech  typow  Swiattowodow  mikrostrukturalnych  (dla  trzech  poziomdéw
domieszkowania GeO2 rdzeni) (tabela nr 1)

2) Dostawa  materiatow  eksploatacyjnych i substratéow  niezbednych
do wytworzenia $wiattowoddw. Dostarczone materiaty powinny zapewni¢ wykonanie
Swiattowodow w technologii wtdkien mikrostrukturalnych (tabela nr 2)

Catos¢ przedmiotu zamodwienia ma by¢é wykonana do konca trwania Projektu
tj. 30.09.2018 r.

Kody CPV:
38000000-5 - Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
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€ 22 409 91 45
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Materiaty eksploatacyjne i substraty do technologii wytwarzania $wiattowoddéw

domieszkowanych:

RODZAJ MATERIALU CHARAKTERYSTYKA 1ILOS¢
Kapilary ze szkta - czystos¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 1584
krzemionkowego - zwiekszona doktadnos¢ wykonania,
o zwiekszonej doktadnosci - @zew.= 1 mm (doktadnos$¢ + 0,002 mm),
wykonania - wspotczynnik wypetnienia: 0,5 (doktadnos¢
+0,05),
- dtugos¢ = 1 000 mm (doktadnos¢ £ Imm).
Preciki ze szkta - czystos¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 3168
krzemionkowego - zwiekszona doktadnos¢ wykonania,
o zwiekszonej doktadnosci - @zew.= 1 mm (doktadnos$¢ + 0,002 mm),
wykonania - dtugosc = 1000mm (doktadnos$¢ £ 1mm).
Preciki ze szkta - czystos¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 77
krzemionkowego - domieszkowanie na poziomie 4,0 - 6,0 %
domieszkowane GeO2 -typ 1 | mol GeO2,
- @zew.=1 mm (doktadno$é + 0,005 mm),
- dtugos$¢ 1000mm (doktadnosc £ Imm),
- wspofczynnik wypetnienia: powyzej 0,5
- profil wspdtczynnika zatamania: skokowy,
- fluktuacje profilu wspotczynnika zatamania:
nie wieksze niz 1%.
Preciki ze szkta - czystos¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 77
krzemionkowego - domieszkowanie na poziomie ponizej 4,0 %
domieszkowane GeO2 -typ 2 | mol GeO2,
- Pzew.= 1 mm (doktadno$é + 0,005 mm),
- dtugos¢ 1000mm (doktadnosc £ Imm),
- wspofczynnik wypetnienia: powyzej 0,5
- profil wspotczynnika zatamania: skokowy,
- fluktuacje profilu wspétczynnika zatamania:
nie wieksze niz 2%.
Preciki ze szkta - czystos¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 77
krzemionkowego - domieszkowanie na poziomie powyzej 6,0
domieszkowane GeO2 - typ 3 | % mol GeO2,
- @zew.= 1 mm (doktadnos$¢ + 0,005 mm),
- dtugos¢ 1000mm (doktadnosé + 1mm),
- wspotczynnik wypetnienia powyzej: 0,5
- profil wspotczynnika zatamania: skokowy,
- fluktuacje profilu wspoétczynnika zatamania:
nie wieksze niz 2%.
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Gazy techniczne do technologii
Swiattowodow
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- mozliwos¢ formowania pretéw
domieszkowanych, w szczegdlnosci
osadzania warstw

- mozliwo$¢é monitorowania predkosci linii
technologicznej

- wykorzystywane w utrzymaniu linii
technologicznych

- wykorzystywane w utrzymaniu wyciggarek
Swiattowodowych

- wykorzystywane do zasilania palnikow

* 4
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Europejski Fundusz Spoteczny R

llos¢ niezbedna do
prowadzenia prac
badawczych nad
wykonaniem trzech
typow Swiattowoddw
(dla trzech poziomdéw
domieszkowania
GeO02 rdzeni).

Zwiazki chemiczne do
technologii Swiattowodow

- zwigzki chemiczne wysokiej czystosci
stanowigce substraty syntetycznych szkiet
kwarcowych i High Silica

- zwigzki chemiczne do czyszczenia oraz
trawienia szkta

- podwyzszona czystosc¢

llo$¢ niezbedna do
prowadzenia prac
badawczych nad
wykonaniem trzech
typow Swiattowoddw
(dla trzech pozioméw
domieszkowania
GeO2 rdzeni).

Materiaty niezbedne do
wykonania pokry¢ ochronnych
na wykonanych
Swiattowodach

- ciekte polimery i kompozyty powtok
ochronnych swiattowoddw oraz zwigzkéw
chemicznych do ich modyfikacji

llo$¢ niezbedna do
prowadzenia prac
badawczych nad
wykonaniem trzech
typow Swiattowoddw
(dla trzech pozioméw
domieszkowania
GeO2 rdzeni).

Tabelanr 2

Materiaty eksploatacyjne i substraty do technologii wytwarzania Swiattowoddéw

mikrostrukturalnych:

RODZAJ MATERIALU

CHARAKTERYSTYKA

1ILOSE

Kapilary ze szkia
krzemionkowego o
zwiekszonej doktadnosci
wykonania

- czystos$¢ OH<1 ppm, CL<2500 ppm,

- zwiekszona doktadnos$¢ wykonania,

- @zew.= 1 mm (doktadno$é + 0,002 mm),

- wspotczynnik wypetnienia: 0,5 (doktadnos¢
+0,05),

- dtugos¢ = 1 000 mm (doktadnos$¢ £ 1mm).
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Preciki ze szkta - czysto$é OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 2736
krzemionkowego o - zwiekszona doktadnos$¢ wykonania,

zwiekszonej doktadnosci - @zew.= 1 mm (doktadno$¢ + 0,002 mm),

wykonania - dtugos¢ = 1000mm (doktadnos$é + 1mm).

Preciki ze szkta - czysto$é OH<1 ppm, CL<2500 ppm, 200
krzemionkowego - domieszkowanie na poziomie ponizej 4,0 %

domieszkowane GeO2 mol GeO2,

- @zew.= 1 mm (doktadno$é + 0,005 mm),
- dtugos$¢ 1000mm (doktadnos¢ = 1mm),

- wspotczynnik wypetnienia: powyzej 0,5

- profil wspoétczynnika zatamania: skokowy,
- fluktuacje profilu wspétczynnika
zatamania: nie wieksze niz 2%.

Gazy techniczne do technologii |- mozliwos¢ formowania pretow llo$¢ niezbedna do
Swiatfowodow domieszkowanych, w szczegdlnosci prowadzenia prac
osadzania warstw badawczych nad
- mozliwo$é monitorowania predkosci linii wykonaniem
technologicznej Swiattowoddow
- wykorzystywane w utrzymaniu linii w technologii
technologicznych Swiattowoddw

- wykorzystywane w utrzymaniu wyciggarek | mikrostrukturalnych.
Swiattowodowych
- wykorzystywane do zasilania palnikéw

Zwiazki chemiczne do - zwigzki chemiczne wysokiej czystosci llo$¢ niezbedna do
technologii Swiattowodow stanowigce substraty syntetycznych szkiet prowadzenia prac
kwarcowych i High Silica badawczych nad
- zwigzki chemiczne do czyszczenia oraz wykonaniem
trawienia szkta Swiattowoddéw
- podwyzszona czystosc w technologii

Swiattowoddéw
mikrostrukturalnych.

Materiaty niezbedne do - ciekte polimery i kompozyty powtok llo$¢ niezbedna do
wykonania pokry¢ ochronnych | ochronnych swiattowoddw oraz zwigzkéw prowadzenia prac
na wykonanych swiattowodach | chemicznych do ich modyfikacji badawczych nad

wykonaniem
Swiattowodow

w technologii
Swiattowodow
mikrostrukturalnych.
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Uprzejmie prosimy o podanie catkowitego kosztu realizacji zamodwienia
(cena netto PLN)

Prosimy o przesytanie szacowania wartosci najpdzniej do dnia 06.11.2017 r. na adres
mailowy: zamowienia@inphotech.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak réwniez nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
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